










































































专利名称(译) 液晶显示装置

公开(公告)号 US7312844 公开(公告)日 2007-12-25

申请号 US11/291170 申请日 2005-12-01

[标]申请(专利权)人(译) OHMURO KATSUFUMI
杉浦NORIO

申请(专利权)人(译) OHMURO KATSUFUMI
杉浦NORIO

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 OHMURO KATSUFUMI

发明人 OHMURO, KATSUFUMI

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1343 G02F1/137 G02B5/02 G02F1/1333 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/133514 G02F1/13439 G02F1/133707 G02F1/133553 G02F1/133371 G02F1/134336 C02F3/00 
C02F3/02 Y02W10/15

优先权 2003091612 2003-03-28 JP

其他公开文献 US20060077332A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

发现不适应不稳定的区域是位于像素周边的区域，其中像素内的液晶分
子的取向取向与液晶分子的倾斜取向不同。像素外缘的横向电场大于
90°。结果发现，像素内的液晶需要对准以最小化用于改善耐受振动性能
的区域，并且可以实现更耐受振动性能的液晶显示面板。通过在像素的
短边附近保持不适应不稳定的域，如图4所示。 25B。因此，在反射型液
晶显示装置中，如果在像素具有条状形状的情况下在像素延伸的方向上
进行对准处理，则可以实现高质量的液晶显示器。具有良好的抗振性，
并具有高对比度和高反射（透射）特性。
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